(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATI ON ALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM C FRFFT nrc 
PATENTWESENS (PCT, VEROFFENTLICHTE (NTERNA^ONALE^W^ELIUJN^ ^ 



(19) WeKorganisation fur geistiges Eigenhim 
Internationales Buro 



(43) Internationales Veroffentlichungsdaturii 
28. Oktober 2004 (28.10.2004) 




PCT 



(10) Internationale VcroHenllichungsnuninier 

WO 2004/092260 Al 



(51) Internationale PatenlklassiGkation 7 - 
5/21, 5/29 



(21) Internationales Aktenzcichen: 
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(22) Internationales Anmeldedatum: 
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(25) Einreichungssprache: Deutsch 

(26) VerofTentlichungssprache: Deutsch 
(30) Angaben zur Prioritat: 

103 17 S70.S 17. April 2003 (17.04.2003) DE 

(71) Anmclder (fur alle Bestimmungssiamen mil Ausnahme 
von US): CROMPTON VINYL ADDITIVES GMBH 
[DE/DE]; Chemiesirasse 22, 68623 Lampertheim (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/A nmelder (twr fur US): WEHNER, Wolf- 
gang [DE/DE]; Wetzbach 34, 64673 Zwingenberg (DE) 
FRIED RICH, Hans-Helmut [DE/DE] ; Am Rauhenstein 
8, 64686 Lauienal-Gademheim (DE). 



(74) Gemeinsamer Vertrcter: CROMPTON VINYL AD 
DITIVES GMBH; RIEGER, Rainer, Chemiesirasse 22 
68623 Lampertheim (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegebcn. fur 
je.de verfiigbare nationale Schutzrechisart): AE. AG AL 
AM, AT, AU, A2, BA, BB. BG, BR, BW, BY, BZ CA CH 
CN, CO : CR, CU, CZ, DE, DK, DM. DZ. EC EE EG ES 
FL GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID. IL IN IS JP : KE 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA W 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ. NA, Nl, NO, NZ OM Pg' 
PH, PL, FT, RO, RU. SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY TJ W 
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ ; VC, VN, YU : ZA,' ZM,' 

zw. 

(S4> Bestimmungsstaaten (soweii nicht anders angegeben. fur 
jede verfiigbare regionale Schuizrechisart): ARIPO (BW 
GH, GM, KE, LS : MW, MZ, SD, SL : SZ. TZ. UG. 7M 
ZW), eurasisches (AM, AZ : BY KG, KZ. MD. RU. TJ 
TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY CZ DE DK 
EE, ES ? FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT. LU, MC NL PL PT 
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HO s SE, SI, SK. TR) ; OAP! <BF, BJ, CH CG, CI, CM, GA, 
GN. GQ, GYV, ML, MR, NE, SN, TD. TG). 

Erkiarungen genial* Regei 4.17: 

— hinsichtlich der Identitdt des Erfinders (Regei 4.17 Ziffer i) 
fiir alle Bestitnmungsstaaten 

kiTiStckllich der Be rec'uig u itg des Anmeiders. ein Paienl zu 
beantragen und zu erlialten (Regei 4.17 Ziffer it) fur die 
folgenden Besiimmungssiaaten AE. AG. AL AM. AT. AU. 
AZ BA. BB. BG. BR. BW. BY. BZ CA. CH. CN. CO. CR. 
CU. CZ DE. DK. DM. DZ EC. EE. EG. ES. Fl. GB. GD. 
GE. GH. GM. HR. HU. ID. IL IN. IS. JP. KE. KG. KP. KR. 
KZ LC. LK. LR. LS. LT. LU. LV. MA. MD. MG. MK. MN. 
MW. MK. MZ NA. NL NO. NZ OM. PG. PH. PL PT. RO. 
RU. SC. SD. SE. SG. SK. SL SY. TJ. TM. 77V. TR. TT. TZ 
UA. UG. UZ. VC VN. YU. ZA. ZM. ZW. ARIPO Patent (BW. 
GH. GM. KE. LS. MW. MZ. SD. SL SZ. TZ UG. ZM. ZW), 



curasiscJies Patera (AM. AZ BY. KG. KZ MD. RU. TJ. TM). 
europaisc/ies Patent (AT. BE. BG. CH. CY. CZ DE. DK. EE. 
ES. Fl. fR. GB. GR. HU. IE. TT. LU. MC. NL PL PT. RO. 
SE. SL SK. TR). OAPl Patent (BF. BJ. CF. CG. CI. CM. GA. 
GN. GQ. GW. ML MR. NE. SN. TD. TG) 

— hinsichtlich der Bereclitigung des Anmelders. die Priori- 
id: einerfruheren Amneidung zu beanspruchen (Kegel 4. i 7 
Ziffer Hi) fur alle Bestitmnungsstaaten 

— Erfiiidererkldrung (Regei 4.17 Ziffer iv) nur fur US 

Veroffcntlicht: 

— mil imernai 'ionalem RecJierchenbericht 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab~ 
kurzungen wird auf die Erkiarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



